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Przygotowanie warstwy tlenku wolframu (VI)

Mikroskopia oddziaływań sił atomowych (AFM) 
powierzchni warstw WO3 i WO3/CuPd(CN)4
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Potencjał  wzgl. Hg/HgSO4 / V

Charakterystyka fotoelektrochemiczna 
warstw WO3 oraz WO3/CuPd(CN)4 w 0.5 M 
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Przerwy energetyczne otrzymanych układów:
WO3 – 2.65 eV
WO3/CuPd(CN)4 – 2.75 eV. 

Wnioski:
Obecność tetracyjanopalladanu metali przejściowych wpływa 
pozytywnie na aktywności fotokatalityczną warstwy WO3
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Widmo absorpcyjne UV-Vis dla warstw WO3

oraz WO3/CuPd(CN)4
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Cel pracy: synteza oraz charakterystyka fotoelektrochemiczna układów fotokatalitycznych na bazie tlenku wolframu modyfikowanego 
tetracyjanopalladanem metali przejściowych (np. Cu, Co, Fe). 


